
Zgłoszenie do III edycji  Konkursu Zarządu Oddziału SITPCHem we Wrocławiu 

pod patronatem Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej 

dla absolwentów I stopnia kształcenia „na najlepszą pracę dyplomową z 

obszaru technologii chemicznej i pokrewnym” 

 

Karta Zgłoszenia 

 

Temat pracy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kierunek studiów: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna pracy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. kontaktowy oraz e- mail do opiekuna: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Tel. kontaktowy lub e- mail do uczestnika konkursu: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Konkursu. 

 

………………………………………….      ………………………………………….. 

/podpis opiekuna pracy/      /podpis uczestnika Konkursu/ 

 


